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Процессы каталитического дегидрирования легких алканов играют ключевую роль в современной нефтехимии, обеспечивая растущий спрос на низшие олефины. 
Ключевая проблема традиционных алюмованадиевых катализаторов, получаемых методом влажной пропитки, заключается в неравномерном распределении активного компонента и агломерации предшественника с последующим формированием кристаллитов V2O5. Такие структуры способствуют протеканию побочных реакций крекинга и образования коксовых отложений [1]. 
В настоящей работе исследуется решение этой проблемы путем синтеза катализаторов дегидрирования методами химической газофазной пропитки (Chemical Vapor Impregnation, CVI) и молекулярного наслаивания (Atomic Layer Deposition, ALD), что позволяет повысить селективность по целевому олефину и стабильность работы катализатора за счет перехода к изолированным моноядерным центрам VOx. В качестве носителя для синтеза катализатора был выбран мезопористый γ-Al2O3. Возможность формирования ванадием различных поли- и моноядерных структур на поверхности носителя обуславливает его выбор в качестве модельного объекта для изучения влияния метода нанесения активного компонента. 
Химическая газофазная пропитка выбранного носителя производилась возгонкой ацетилацетоната ванадила (VO(acac)2) в условиях вакуума при температуре 140 ℃, что обеспечивало его глубокую диффузию в поры носителя. Отличительной особенностью данного метода среди газофазных является использование одного реакционного сосуда с одновременной загрузкой носителя и предшественника активной фазы. Разложение закрепленного комплекса при термообработке в токе воздуха приводит к формированию высокодисперсных ванадиевых частиц. 
Синтез катализаторов методом молекулярного наслаивания был реализован посредством поочередной подачи паров VOCl3 и паров воды. Самоограничивающийся характер реакций хемосорбции хлорокиси ванадия с поверхностными гидроксильными группами оксида алюминия обеспечивает точный контроль состава. Полученные данные показывают, что за один цикл нанесения достигается привес 1,0–1,5 % масс. ванадия. Данная концентрация соответствует поверхностной плотности менее 2 атомов V на 1 нм2, что значительно ниже порога образования сплошного поливанадиевого монослоя (7–8 ат/нм2) [2]. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о принципиальной возможности формирования высокодисперсной каталитической фазы на поверхности γ-Al2O3 для повышения селективности по целевому продукту процесса дегидрирования легких алканов.
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